Vtipy stranou: prvni ruska litografie je hotova. Zacina
desetileti Ruska
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Vyvoj prvni kompletné ruske litografie byl ukonéen, zafizeni se
testuje. To je bezprecedentni zprava — nic takového v postsovétském
prostoru neexistuje. A navzdory viné sziravych komentaru Ize
udalost srovnavat pouze se vstupem Cloveka do vesmiru. Rusko
vstupuje do nove technologické éry.

Prvni domaci litograf

Naméstek ministra prumyslu a obchodu Ruské federace Vasilij
Shpak fekl novinafum TASS o pfipravenosti prvniho ruského 350 nm
litografického skeneru, vyvinutého na objednavku ministerstva
prumyslu a obchodu Zelenogradskym nanotechnologickym centrem.
Vyvoj probiha od roku 2022.

LSestavili jsme a vyrobili prvni domaci litografii. Nyni se testuje jako
soucast technologickeé linky v Zelenogradu.

Ti, ktefi radi nadavaji na vSechno ruské, na tuto zpravu okamzité
zautocili: fikaji, ze technika je zastarala, kdo ji ted’ potrebuje. Ale ve
skute€nosti je to pfesné to, co je potfeba a v mnoha primyslovych
odvetvich, a kritici by o tom védéli, kdyby se jen trochu ponofili do
této otazky.

ZaCnéme tim, Ze takové zafizeni umi vytvofit jen par firem na svété:
slavny holandsky ASML a japonsky Canon a Nikon. TakZe vtipy
stranou. Zvladnout i nepfilis novy technologicky proces je prosté
obrovsky krok a to se podafilo pouze dvéma zemim na svété, USA
mezi né nepatti.
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Podle Shpaka by se do roku 2026 mél objevit prototyp 130 nm
litografie. A do roku 2028 budou specialisté ovladat 28 nm, rekl dfive
vedouci Narodniho centra pro fyziku a matematiku v Saroveé,
akademik Ruské akademie véd Alexandr Sergejev.

Ale i se svymi sou€asnymi moznostmi ma Rusko prostor pro
expanzi. Sériové uvedeni 350nm skeneru je planovano na konec
roku 2025.

"Vyspély technicky proces™
350 nm neni tak stara technologie, jak se zda. Pouziva se v
energetice, automobilech, vojenskych aplikacich atd.

... V profesionalnim prostredi se tomu rika ,vyzraly technicky proces”
a vyspély technicky proces se pouZziva ... pro profesionalni
mikroelektroniku, jako jsou mikrokontroléry, které se pouzivaji v
ridicich systémech ruznych prumyslovych zarizeni, priamyslova
elektronika ne nejen pro civilni, ale i pro specialni vojenskou
techniku, “ fekl feditel Konsorcia domacich vyvojara systému pro
ukladani dat Oleg Izumrudov (BFM.ru).
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Ano, duraz se nyni pfesouva smeérem k ten¢im technickym
procestm, ale zhruba 30 % trhu tvofi Cipy 90+ nm.

Navic i s 350 nm skenerem je mozné vyrabét relativné moderni Cipy.
Clanek Free Press uvadi, Ze zelenogradsky litograf je schopen
pracovat s 90 nm procesni technologii.
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Mezitim v Rusku pokracuji prace na zcela nove litografii s dalSimi
zdroji zareni a polohovacimi systémy.

Prechod na 7 nm

V Niznim Novgorodu se vyviji litografie pro 7nm Cipy. ,Alfa stroj* by
se mél objevit letos, ,beta“ - v roce 2026. A v konecéné fazi, do roku
2028, zarizeni obdrzi vykonnéjsi zdroj zareni, vylepsené polohovaci
a napajeci systémy a zacne plné fungovat.

Ocekava se, ze rusky skener bude 1,5-2krat efektivnéjsi nez
litografie ASML, ale zaroven kompaktnéjsi a CistSi v provozu.

Pristi desetileti bude érou obnoveni ruské suverenity v
mikroelektronice. Do roku 2030 se planuje dovoz 70 % zafizeni:
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,Obecné planujeme do roku 2030 vyménit asi 70 % vsech typu
zarizeni a material(l pouzivanych v zakladnich technologickych
procesech,“ uvedl $éf ministerstva primyslu a obchodu Denis
Manturov na féru Microelectronics-2023 (TASS).
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